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(54) VERFAHREN ZUA HERSTELLUNG GOLDFARBEN HINTERLEGTER DEKORE AUF GLAS

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Hinterlegung von Dekoren auf Gegenstanden aus
Glas mit einar goldfarbenen Schicht auf Titannitridbasis. Das Anwendungsgebist liegt in der
Veredlung von Wirtschaftsgidsarn. Mit der Erfindung soll ein Verfahren zur Veredlung von
Gegenstanden aus Glas, vorrangig Wirtschaftsglas durch goldfarbene Hinterlegung auf TiN-Basis
geschaffen werden, wobei die endgtiltige Ausformung des Glasgegenstandes, das Aufbringen
des Dekors und dessen Hinterlegung mit TiN in einem kontinuieriich ablaufendem Prozs® erfcigen
soll. Dies wird dadurch geldst, daf innerhalb einer kontinuierlich nach dem Taktprinzip
Mmiteinander gekoppelten roige von Prozel3schritten zunachst die Glasoberfidche in Ublicher Weise
gereinigt wird. Anschiieend wird in einem zweiten ProzeRschritt das vorgesehena Dekor
aufgebracht und eingebrannt. Dabei kdnnen die unterschiedlichsten Dekorationstechniken wie
Siebdruck, Handmalerei, Schiebebildtechnik, Rot- und Gelbbeize angewendet werden. Wahrand
des Einbrennens des aufgebrachten Dekors werden die Glasrohlinge durch ziren gleichzeitig
ablaufenden Tiefziehprozef in ihre endgtltige Form gebracht. Danach durchlaufen die
Glasgegenstande eine Kihlbahn. Bei 400°C schleust man die Glasgegenstande in ein
Vakuumkammersystem ein, in dem sie auf ihrer nicht dekorierten Flache mit TiN beschichtet
werden, so dai das urspringlich aufgebrachte Dekor mit einer Goldfarbe hintarlegt erscheint,
wnbei der Fartton je nach den angewandten Bedingungen wahrend der Bedampfung von
rotgoldnn bis platmfarben varue"c werden kann.
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Anwendungsgebiet der Erfindung

Die Erfindung betrifft ein Verfehren zur Hinterlegung
von Dekoren auf Gegenstdnden aus Glas mit einer gold-
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farbenen Schicht zuf Titennitridbasis. Das Anwendu
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gebiet liegt in der Veredlung von Wirtschaiisgliser
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Charzkteristik der bekanniten technischen Losungen

GoldTarben hinterlegte Dekore auf GegensiiZnden aus Glas
oder Keramik stellt man gewdhnlich her, indem man ent
gprechend der Dimension des aufzubringenden Dekors a
dem Glssgegenstand eine dinne Goldschicht aufir dgt und
darauf das gewiinschte Dekor zum Beispiel von Hend oder
per Siebdruck zufbringt und einbreant. ¥achteilig ist
dabei der steigende Goldoreis, so daB derariig
heute nur selien hergestellt werden, vorr: rgig tel teuren
Glassorten. PFiir Wirtschaftsglas ist die Hinw

Goid ungeeignet.

In neuerer Zeit lassen sich durch chemische Dam
abscheidung (CVD-ProczeB) oder ionengestitzies reakt;ves
Sputtern (PVD-ProzeB) von Titan in einer 3tickstoffat-
mosphire ‘goidfarbene Schichien herstellen. Dsbei i
um gut haftende Schichten zu erhalven, ne Substrz
peratur von 200°C “0is 400°C widhrend der Bedsampfung erfor-
derlich, d.h. diekalten Substrate miissen in der Vaxuum-
kammer vor der Bedampfung suf die erforderliche Tempera-
tur aufgeheizt werden.

TiM-Beschichtungen zur Herstellung goldfarien nhinverleg-

ter Dekore sind bisher nich%t bekannt. Goldfarben hinter-
legte Dekore auf Goldbasis werden steis von Hand In dis-
kontinuierlichen 2Prozefschritten ausgefiihrs.

Ziel der Eriindung

Ziel der Erfindung ist es, GegenstizZrnde zus Glzz durch
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Hinterlegung des aufgebrachﬁen Dekors mit einer gold-
farbenen Schicnt fiir die Produktion von Messenartikeln
ndoher zu veredeln.

Wiesen der Zrfindung

Der Erfindung liegt die aufgebe zugrunde, ein 'Verfshren
e~

zur Veredlung von Gegenstinden aus Glas, vorrangig Wirt-
schaftsglaes durch goldfarbene Hinterlegung auf Til-Basis
zu schaffen, wobei die-endgiiltige Ausformung des Gla
gegenstandes, das Aufbringen des Deko nd dessen Hinter-
legung mit TiN in einem kontinuierlich ablzufenden Pro-

zel erfolgen soll.
Diz Aufgabe wird dadurch geldst, daf innerhalb
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eine c
+tinuierlich nach dem Takitprinzip miteinander gekoppelve
Polge von ProzeBschritten zunZchst die Glasoberil

icher Weise gereinigt wird. Anschlielend wird in einem
iten ProzeBschritt das vorgesehene Dekor auigebrzchv
und eingebrannt. Dabei kOnnen die unterschiedlicasten
Dekorationstechniken wie Siebdruck, Handmzlerei, Schiste-

vildtechnik, Rot- und Gelbbeize angewendet werdsn.
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#zhrend des Einbrennens des aufgebrachien Dekors werder
die Glasrohlinge durch einen gleichzeitig ablauienden

iefziehprozeB in ihre endgiiltige Form gebracht. Danacnh
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durchlaufen die Glasgegenstinde eine Kithlbszhn. 3ei 40C7C
schleust men die CLasgeﬂe"stnnde in ein Vakuumkammersysien
ein, in dem sie au?f ihrer nicht dekorierten PlEche mis

TiN beschichtet werden, so daB daz ursorin glioh aufgebracn-



3 142535 3

bereits mit 400°C in die Vakuumkesmmer eingpeist, ist
cel der Beschichtiung eine SubstraterwiZrmung nicnst
rforderlich, was zu einer merklicnen Energieeinsvesrung

gegeniiber diskontinuierlichen Varianten fihrt.

AusTiinrungsbeispiele

Die Erfindung wird durch nacnfolgende Ausiiihrungstei-

ele nock nzher erlzutert, wobei die Erfindung rnichz

(ﬂ

auf diese Belqoleie begchrinkt is%t.

Beispiel 1

Au? eine gers nlgue Glasplatie aus Wirtscheftisglas mis
20 ca Durchmesser und 3 m e
Scnistebild ein Blumendekor sufgebracht. Das Schievebild
wurde 2 Stunden bei 63000 eingecrannt, wooei die Glas-
platte gleicnzeitig iangsam in eine Porzellanform abge-
senkt (tiefgezogen) wurde, so da3 eine Schale entsiand
mit einem Blumendekor im Spieg Nach 4Abkiihlung sui 4020

wurde die Schale aus der Porgellsnform nerausgehoten, unm

180° gekippt und auf einen in eirer XKzssetie rotiersnden
Drenteller zufgesestzt. Die Kessetts wurde denn in sine
Vakuumkemmer eingeschleust und dort per PVI-Prozef mit
giner 150 mm dicken TiN-Schicat tescnichtet. Die Subsirsi-
temperztur sank wzhrend der Beschichiung von 350 aul 2507¢
enach wurde dile Schesle szusgeschleust und langsem =zui Raum-
lumendeker in der Scinzle sr-
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und 20 beziehungsweise 15 cm Halbmesser wurde gsreinigt:
und anschlieBend wurde per Siebdruck im abstand von 15 mm
vom AuBenrand ein Ornamentband aufgedruckt. Wie im Bei-
gspiel 1 beschrieben wurde die Platie bel 670°C thermisch
verformt und das Dekor eingebrannt. Analog Beispiel 1
wurde die Schale mit TiN beschichtet, so daf am Ende

eine goldfarmene Schale mit einem Randornament vorlag.
Beigpiel 3

Auf eine gut gereinigte rechteckige Platte aus Fenster-
glas (20x15z0,25) mit abgerundeten Ecken wurde per Hand
ein Rosendekor guigemalt. Hach Tiefzienen der Platte zu
einer lingiichen Schsle und Einbrennen des Dekors wurdes
analog Beispiel 1 und 2 auf die Rickseife eine TiN-Schicht

von 200 nm aufgebracnt. Man erhzit eirne lingliche Schsl
mit Rosenornament und Rosendekor im Spiegel =2uf gold-

farbenem Grund.
Beispiel 4

Auf eine runde Scheibe aus Wirtschaftsglas mit 25 cm
Durchmesser und 2,5 mm'DiCKe wurde ein Phantasiedekor
mittels "Egerman-~Gravur" sufgebracnt. Die Platte wurde
zu einer flachen Schale tiefgézogen. Nach dem Abkithlen
au? 400°C wurde die Platte wie im Beispiel 1 riickseiiig
mit 1C0 mm Ti¥N beschichtet. Man erhzlt eine Schgle miz

goldfarben hinterlegter "Egermenn-Grzvur".



Erfindungsanspruch
Verfahren zur Herstellung goldfarben hinterlegter De-
kore auf Gegenstinden aus Glas, dadurch gekennzeichnet,
daB in einem kontinuierlich nack dem Tektprinzip ar-
beitenden Verfahren auf einen Glasrohling ein Dekor zul
gebracht wird, das wihrend des nacaiolgen
zur endgiiltigen Form eingebrznnt wird, wonach der de-
korierte Glasgegenstand nach Abkiihlen auf 400°C in ein
Vakuumkammersysiem eingespeist wird und auf seiner
Rickgeite bei Subtrattemperaturen von 35C - 2OOOC ohne
nachirigliche SubsiraterwiZrmung mit Titannitrid der

d

Schichtdicke 100 - 200 nm beschicktet wird. .
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